Gymnasium Wendelstein, Kunst, 8. Jgst.

Anlage von Grundriss und Ansicht in einer Zweifluchtpunktperspektive

1. Fluchtpunkte (F1 und F2) und Horizont setzen

. Horizont .
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2. Rasterfeld festlegen (frei schatzen oder Uber den Direrapparat erschlieBen)

3. Hilfsfluchtpunkt (HF: Schnittpunkt der Diagonalen mit dem Horizont) finden.

HF

4. Weitere Diagonalen (D) fluchten, weitere Felder einzeichnen

5. Geometrische Kérper ins Raster figen (H6hen senkrecht, Tiefen und Breiten fluchten)
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6. Schatten setzen (hier: nur Kérperschatten)
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